HALOGENOVANIJE

1) Nukleofilne supstitucije;

2) Adicije HX, X, isl,;

3) Halogenovanje karbonilnih jedinjenja;
4) Alilno i benzilno halogenovanje.

1) Nukleofilne supstitucije
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Rastvaraci za supstitucije pojedinim halogenidima:
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Stereohemija adicije: uglavnom trans

Kada se vr{i preko stabilnog karbokatjona: smesa izomera u kojoj mo'e da predominira cis
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Haloeterifikovanje i sli~ne reakcije (presretanje intermedijera)
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3) Halogenovanje karbonilnih jedinjenja

- kiselo katalizovano
- bazno katalizovano
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Stereohemija halogenovanja derivata cikloheksanona:

* ukoliko je moguce - aksijalni napad
* uticaj 1,3-diaksijalnih interakcija
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Bazno katalizovano halogenovanje karbonilnih jedinjenja (haloformska reakcija)
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a-Halogenovanje kiselina: Hell-Wolhardt-Zelinski reakcija
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4) Alilno i benzilno halogenovanje

* najées§ce radikalski
* reagensi: SO,Cl,, Cl,, Br,, NBS, ~BuOCI
* Br je selektivniji od Cl

Benzilno halogenovanje - slobodno-radikalski mehanizam
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Alilno halogenovanje
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w-Halo-ketoni
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